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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับกระบวนการท า

ปราศจากเช้ือบนดา้มมีดผ่าตดัดว้ยเทคนิคพลาสมาไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ(Dielectric Barrier 

Discharge; DBD) ท าการทดสอบกบัดา้มมีดผา่ตดัเบอร์ 3 ดว้ยเช้ือแบคทีเรีย 2 ชนิดคือ Staphylococcus 

aureus เป็นตวัแทนของเช้ือแบคทีเรียแกรมบวกและ Escherichia coli  เป็นตวัแทนของเช้ือแบคทีเรีย

แกรมลบ โดยออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลเชิงเศษส่วน เพื่อวิเคราะห์อตัราการเจริญของเช้ือ

แบคทีเรียทั้งสองชนิดบนอาหารเล้ียงเช้ือเทียบกบัมาตรฐานท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 24 

ชัว่โมง โดยมีปัจจยัของการศึกษา 5 ปัจจยั คือ ระยะห่างระหวา่งขั้วแอโนดกบัดา้มมีดผา่ตดั  ระยะเวลา

ในกระบวนการ ก าลงัไฟฟ้า ชนิดก๊าซ และอตัราการไหลของก๊าซอาร์กอน จากผลการทดลองพบวา่ 

เปอร์เซ็นต์จ  านวนการตายของเช้ือแบคทีเรียทั้งสองชนิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ดว้ยเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด

ส าหรับเช้ือ Escherichia coli  คือ ระยะห่างระหวา่งขั้วแอโนดของการเกิดพลาสมา 4.937618มิลลิเมตร 

ระยะเวลา 8.542635 นาที ใช้ก าลงัไฟฟ้า 97.57825 วตัต์ ดิสชาร์จพลาสมาด้วยก๊าซอาร์กอน(Ar) ท่ี

อัตราการไหลของก๊าซอา ร์กอนเท่ากับ 22 ลิตรต่อนาที  และเ ง่ือนไขท่ีดี ท่ี สุดส าหรับ เ ช้ือ 

Staphylococcus aureus คือ ระยะห่างระหวา่งขั้วแอโนดของการเกิดพลาสมา 4.8906632 มิลลิเมตร ใช้

ระยะเวลา 10 นาที ใช้ก าลงัไฟฟ้า 180 วตัต์ ดิสชาร์จพลาสมาดว้ยก๊าซอาร์กอนผสม (Ar/O2) ท่ีอตัรา

การไหลของก๊าซอาร์กอนเท่ากบั 20.194516 ลิตรต่อนาที  
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 ABSTRACT 

The purpose of research is to study the optimal parameters for sterilization on scalpel handle 
by Dielectric Barrier Discharge (DBD) Plasma Technique. This research was tested on the scalpel 
handle No.3 with two species of bacteria, Staphylococcus aureus, a representative of gram-positive 
bacteria and Escherichia coli, and a representative of gram-negative bacteria. The method in this 
experiment was fractional factorial design. The growth rate of two types of bacteria was analyzed on 
nutrient agar (NA) compared with the standard method at 37 ° C for 24 hours. There are 5 factors in 
the research that the gap between the anode and the scalpel handle, Treatment Time, electric power, 
and flow rate of Argon (Ar) gas. As can be seen from the results, Percent of the deaths of both bacterial 
species is 100 percent, with the optimal condition for Escherichia coli 4.937618  mm, that is  the gap 
between the anode and the scalpel handle at treatment time 8.542635 minutes at  97.57825 watt. The 
plasma discharged from Argon gas with Ar flow rate 22 liters per minute. For Staphylococcus aureus 
4.8906632 mm, that is the gap between the anode and the scalpel handle at treatment time 10 minutes, 
at 180 watt. The plasma discharged from Argon gas with Ar flow rate 20.194516 liters per minute.  


